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Féreliggande uppfinning hiinfdr sig till en métanordning (1) och ett forfarande for
tjockleksmitning av &tminstone ett skikt (2) hos en rérlig bana. Métanordningen (1)
innefattar en i ett givarhus (3) axiellt rorlig givarkropp (4) med ett frin givarhuset
(3) utskjutande sensorhuvud (5), anordnat att via en gaskudde vila mot skiktet )}
och ett Bvre parti (6), som striicker sig in i en i givarhuset (3) avgrinsad kammare
(7). Givarhuset (3) #r forsett med tminstone en anslutning (9) for tilifSrsel av gas,
vilken delvis bildar nimnda gaskudde och delvis strdmmar in i kammaren (™. Gi-
varhuset (3) &r forsett med en strypning (10) for utfdrsel av gas fran kammaren @)
och t tminstone en trycksensor (38) fr anordnad fOr bestéimmande av gastrycket i
kammaren (7). Tjockleken pé skiktet (2) méts medelst métanordningen (1), varvid
strypningen (10) fSregiende métningen stills in pé sa siitt, att gaskudden utdvar ett
tryck mot skiktet (2) motsvarande en vikt pa 0-65 g/cm>.
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